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Przyrzqd do napeiniania patronéw syfonowych dwutlenkiem wegla
' Patent trwa od dnia 8 lutego 1961 r.

Napelnianie syfonowych patronéw stalowych
dwutlenkiem weggla nastrecza trudnosci, wy-
nikajgce z koniecznosci napelniania syfonu od-
powiednig iloScia gazu i zamkniecia patronu
odpowiednim korkiem przy ci$nieniu okolo
70 atn.

Przyrzagd wedlug wynalazku shuzy do wyko-
nania tego zadania. Jest on uwidoczniony na
rysunku w przekroju pionowym.

Przyrzad sklada sie z korpusu 5, osadzonego
na podstawie 10, uchwytu 9, stempla 4inakret-
ki 2. Uchwyt 9 jest w Srodku wydrazZony, a
wydrazenie shuzy do wkladania patronu 8 z
osadzonym w nim luzno korkiem aluminiowym
15, zamykajacym jego otwoér wylotowy. Korek
spoczywa na pierScieniu uszczelniajacym 13. W
uchwycie 9 wywiercone sg otwory 14 shluzgce

do ujecia uchwytu 9 w celu jego dokrecenia.

do korpusu 5. W wydrazeniu osiowym korpu-
su 5 osadzony jest stempel 4, uszczelniony od
g6ry odpowiednig uszczelka i dlawicg 3, docis-
kang nakretkg 2. Stepel 4 w goérnej swej cze-
Sci jest polaczony z wrzecionem 1 tak. iz obrét

wrzeciona powoduje tylko ruch osiowy stempla.
Dolny koniec stempla jest zakoriczony stozkiem
sluzgcym do rozgniatania kolka aluminiowego
15 w otworze wylotowym patronu 8. Stempel 4
stanowi réwnocze$nie zamkniecie od géry ko-
mory 6 wysokiego ciSnienia, polqczonej z ka-
natlem 12 doprowadzajacym dwutlenek wegla.
Komora 6 jest zamykana od dolu szyjkg pa-
tronu 8, a do uszczelnienia sluzy - metalowy
piericiefi 7, np. miedziany, osadzony w wyzlo-
bieniu w dolnej czeSci korpusu 5. Odgradza on
komore 6 wysokiego ciS$nienia od atmosfery i
zapobiega przedostawaniu si¢ dwutlenku wegla
do wnetrza uchwytu 9. W miejscu 11 w korpu-
sie osadzony jest zawdr nie uwidoczniony na
rysunku do doptywu dwutlenku wegla. Do otwo-
ru wylotowego patronu 8 wklada sie korek alu-
miniowy 15 i patron 8 umieszcza sie¢ w uchwy-
cie 9, po czym uchwyt ten silnie dokreca sie
do korpusu 5. Silne dokrecenie ma na celu

‘uszczelnienie stozkowej szyjki patronu 8 za

pomocg pierScienia miedzianego 7 tak, aby w
czasie napekliania patronu dwutlenek wegla z



komery 6 wysokiego cisnienia nie przedostawat
sie do wnetrza uchwytu 9. Korpusu 5 lgczy sie
poprzez zawor osadzony w miejscu 11 rura mie-
dziang wysokiego ciSnienia z zaworem butli z
dwutlenkiem wegla. Po otwarciu obu tych za-
worow ciekly dwutlenek wegla wypelnia pa-
tron 8 po czym zawoér w miejscu 11 zamyka
sie. Przez pokrecenie wrzeciona 1 rozgniata sie
korek aluminiowy 15 za pomocg koncéwki 16
stepla 4. Nastepnie wrzeciono zwalnia sie, odkreg-
ca uchwyt 9 i wyjmuje patron 8. Nalezy spraw-
dzi¢ jego szczelno$é, wkladajgc szyjke patronu
do wody, a w koncu sprawdzié¢, czy zawiera on
odpowiednig ilo§é (wagowo) dwutlenku wegla.
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Zastrzezenie patentowe

Przyrzad do napelniania patronéw syfono-
wych dwutlenkiem wegla, znamienny tym, ze
w Kkorpusie stalowym (5), do ktérego przymoco-
wywany jest uchwyt (9) patronu (8)iw ktérym
osadzony jest przesuwny stempel (4), jest komora
(6) wysokiego cis$nienia, zamykana od dotu szyj-
kg patronu (8), uszczelniong metalowym piers-
cieniem (7), a od goéry stemplem (4), przy czym
do komory (6) doprowadzany jest ciekly dwu-
tlenek wegla.

Tadeusz Ksigzkiewicz
Zastepca: mgr W. Zmigrodzka
rzecznik patntowy
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